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일반적으로 반도체에 사용되는 물질을 제작하기 위해서는 암모니아가 많이 사용되고 있으며 

이때 암모니아에 의한 오염을 최소화하기위하여 고순도가 필요하다. 일반적인 공업용암모니

아에는 금속물이외에 물이나, 수소, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소, 메탄등의 비금속불순물이 

포함되어 있고, 반도체 제조등에 사용하기 위해서는 고순도로 정제할 필요가 있다.본 연구에

서는 공업용 암모니아를 정제하기 위한 여러가지 흡착제의 특성과 정제시스템에 관하여 고

찰하였다. 


